
　各位

　　NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
　尚，NUBICベンチャークラブ特別会員，一般会員にはすでにお知らせしています。
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NUBIC知的財産情報開示

光触媒膜の製造方法表　　　題

化学・薬品 無機材料技術分野

光触媒膜適応製品

　光触媒機能を持つナノサイズアナターゼ型チタニア薄膜を、低コスト・省エネルギー的製造
法で簡便に製造する方法を提供する。

目　　　的

　水酸化物を経由するゾルーゲル法により、ナノサイズのアナターゼ型チタニアを含むゾル液を
製造する。このゾル液を基板上に塗布し、高圧水銀灯により紫外線を照射して硬化する。鉛筆
硬度9H以上の高硬度膜が得られ、その光触媒性は焼成して得たアナターゼ型チタニア膜と
同等である。
　本発明の製造工程は、簡便であり、高エネルギーを必要とする電気炉による焼成が不要であ
り省エネルギー的製造方法であり、かつ低コストで製造できる。

技術概要
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